Néazev veiejné zakazky:

Dodavka pulznich bipolarnich elektrickych zdroji TruPlasma Bipolar 4010 a
TruPlasma Bias 4003 pro pulzni magnetronové rozpraSovani I1.

Odivodnéni ucelnosti veiejné zakéazky dle ust. § 86 odst. 2 a § 156 odst. 1 pism. a) ZVZ

Popis potieb, které maji
byt splnénim verejné
zakazky naplnény::

Popis predmétu verejné
zakazky

Predpokladany termin
splnéni verejne zakazky::

Popis vzajemného vztahu
piredmétu veiejné
zakéazky a potieb
zadavatele::

Popis rizik souvisejicich
s pInénim verejné
zakazky, ktera zadavatel
zohlednil p¥i stanoveni
zadavacich podminek

Popis alternativ
naplnéni planovaného
cile a zdavodnéni:

Popis toho, do jaké miry
ovlivni vefejné zakdzka
pInéni planovaného cile:

Prostiednictvim této verejné zakdzky bude zajisténo plnéni vyzkumného programu
P4 Evropského centra excelence NTIS (Nové technologie pro informac¢ni spole¢nost)
Fakulty aplikovanych véd ZCU v Plzni.

V tomto programu jsou plazmovymi technologiemi vytvareny unikatni
nanostrukturni - tenkovrstvé materidly s novymi mechanickymi, fyzik&lnimi i
biologickymi vlastnostmi a jsou navrhovany zcela nové plazmové systémy pro
depozici vrstev a modifikaci povrcha.

Splnénim této verejné zakdzky budou zajistény depozice vrstev kovi a unikatni
reaktivni depozice vrstev oxida, nitridd a oxynitrida pfi praméru rozpraSovaného
terce 50 mm na podloZce o praméru do 120 mm.

Pulzni bipolarni elektricky zdroj TruPlasma Bipolar 4010 pro pulzni magnetronové
rozpraSovani jednoho nebo dvou ter¢a pii opakovaci frekvenci do 50 kHz (dva terce)
a 100 kHz (jeden ter¢) a pulzni bipolarni elektricky zdroj TruPlasma Bias 4003 pro
generaci bipolarniho pulzniho ptedpéti na substratu

Jednd se o opakovéni zruSené veiejné zakadzky s puvodnim piedpokladanym
terminem splnéni 12/2013. Novy piredpokladany termin splnéni vetejné zakazky je
07/2014.

Tato verejna zakéazka je jednim ze zakladnich predpokladu pro dosaZeni stanovenych
cilua celého vyzkumného programu P4 Evropského centra excelence NTIS.

Rizika souvisejici s nerealizaci této vetrejné zakazky vyrazné ohrozuji naplnéni cila
projektu Nové technologie pro informaéni spole¢nost (NTIS) a nebude tak mozna
plnohodnotna ¢innost v rAmci tohoto projektu a zadavateli mohou vzniknout znac¢né
Skody. Tato rizika negativné ovlivni i pInéni monitorovacich indikatord. Prodleni s
plnénim vetejné zakazky negativné ovlivni vystup programu P4 projektu Noveé
technologie pro informaé¢ni spole¢nost (NTIS): P4-3 Vyzkum a vyvoj novych
materialu (termin 12/2014)

Pro pfedmét této verejné zakazky neexistuje plnohodnotna (ekvivalentni) alternativa,
ktera by umoznila naplnéni uvedeného cile a zajistila pInéni vyzkumného programu
P4 Evropského centra excelence NTIS.

Potizeni predmétného zatizeni je proto zcela zé&sadni z hlediska dosaZeni
planovanych cilt vyzkumného programu projektu NTIS.




Dalsi nepovinné
informace odavodiujici
verejnou zakazku:

Ze znaleckého posudku ¢. 13/14-3048 ze dne 4. dubna 2014, vyhotoveného znalcem
panem Ing. Jindfichem Kandlerem, CSc. jednozna¢né vyplyva, Ze dodavka pulznich
zdroju pro magnetronovou depozici projektu NTIS, kterou mé Zapadoceska
univerzita v Plzni vUamyslu poptat od uvedeného dodavatele v souvislosti
s vyzkumnym programem projektu NTIS Zapadoceské univerzity v Plzni je natolik
specifickd, Ze existuje z pohledu ust. § 23 odst. 4 pism. a) zakona o vetejnych
zakézkach ¢. 137/2006 Sb., ve znéni pozdgjSich predpisa, tj. z technickych divoda a
z duvoda ochrany vyhradnich prav, tento jediny mozny dodavatel predmétného
pulzniho zdroje pro uvedeny projekt. S ohledem na technickd a jiny specifika
predmétné dodavky nemuze byt tato poptana prostiednictvim jinych dodavateld, a to
mysleno na celém svétg, nejen v CR.
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